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(57) Abstract:  In order to produce
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mensional surface distribution arising
from a treatment using a vacuum treatment
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process, an inhomogeneous plasma (5)
with a density distribution is generated,
moved relative to the substrate (9) with a
given movement and the electrical power
providing the plasma discharge is altered
with time.

(57) Zusammenfassung: Um Oberflachen
von Substraten mit einer vorgegebenen
zweidimensionalen Flachenverteilung
eines Behandlungsresultates aus einem
Vakuumbehandlungsprozess zu realisieren,
wird ein inhomogen dichieverteilies
Plasma (5) erzeugt und dieses mit einer
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vorgegebenen Bewegung relativ.  zum
Substrat (9) bewegt und die elekirische
Leistung, dic Plasma cntladung speist,
zeitlich geéindert..
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